Uchwala nr 396/10/2016
Rady Wydzialu Inzynierii Procesowej i Ochrony Srodowiska Politechniki
Lodzkiej
z dn. 8.07.2016 r.

Na podstawie art. 18 ust.1 p. 1 i art. 18 a ust. 11 Ustawy o stopniach naukowych i
tytule naukowym z dn. 14.03.2003 r. (Dz. U. nr 65 poz. 595 z pdzn. zmianami) oraz w
zwiazku z rozporzadzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 1 wrzesnia 2011
r. w sprawie kryteridw oceny osiggni¢¢ osoby ubiegajgcej si¢ o nadanie stopnia doktora
habilitowanego (Dz.U. nr 196 poz. 1165) i Rozporzadzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyzszego z dn. 22 wrzesnia 2011 r. w sprawie szczegolowego trybu i warunkow
przeprowadzania czynnosci w przewodach doktorskich, w postepowaniu habilitacyjnym oraz
w postgpowaniu o nadanie tytutlu profesora (Dz.U. Nr 204 poz. 1200) Rada Wydzialu
Inzynierii Procesowej i Ochrony Srodowiska Politechniki £.6dzkiej nadaje dr inz. Magdalenie
Orczykowskiej stopien naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w
dyscyplinie inzynieria chemiczna.

W glosowaniu tajnym, w sprawie nadania dr inz. Magdalenie Orczykowskiej stopnia
naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie inzynieria
chemiczna, czlonkowie Rady wigkszoscia glosow poparli powyzszy wniosek.

Wyniki gltosowania:

Uprawnionych do glosowania: 30 os6b

Obecnych na posiedzeniu: 28 osob
Oddanych gltosow waznych: 27
Glosow TAK: 22
Glosow NIE: 1
Glosow wstrzymujacych sie: -
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